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Одним из способов управления нанорельефом, образующимся на поверхности в результате ионного облучения, является нагрев или охлаждение мишени /1/. Действительно, основными процессами, ответственными за формирование рельефа, являются распыление и поверхностная диффузия. В условиях повышенной температуры диффузия возрастает, в  то время как коэффициент распыления атомарными ионами практически не меняется.
Однако ранее с помощью численного моделирования нами была обнаружено существенное влияние температуры мишени на величину коэффициента распыления газовыми кластерными ионами /2/. Было показано, что наиболее сильно такое влияние проявляется при распылении большими кластерами.
В настоящей работе для выяснения механизмов этого явления исследованы дифференциальные характеристики коэффициента распыления при облучении меди кластерами аргона при различных температурах. Энергия кластеров была зафиксирована и составляла 10 кэВ, размеры кластеров варьировались от 50 до 500 атомов.  
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